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・
金属被膜を有するシラスバルーンの製
造方法

アサオカ株式会社 ・ 永久磁石 ティーディーケイ株式会社

・ 化学めっき用積層板の製造方法 住友ベークライト株式会社 ・ 磁気記録媒体の製造方法 ブラザー工業株式会社

・ プリント配線版の無電解銅めっき装置 東京化工機株式会社 ・ 穴空き中空部材の化学処理方法 松田　清造

・ 外装部品の多彩化方法 シチズン時計株式会社 ・
無電解錫、鉛又はそれらの合金めっき
浴の分析方法

上村工業株式会社

・ 磁気ディスク基板のめっき装置 株式会社中央製作所 ・ 磁気光学素子の製造方法 三洋電機株式会社

・
非導電性基材上に金属図形を形成す
る方法

アンプーアクゾ コーポレイ
ション

・
有機重合体物質のコンディショニング
方法

インターナショナル・ビジネ
ス・マシーンズ・コーポレー
ション

・ 選択的メッキ方法 株式会社井上ジャパツクス

・ 磁気記録体 上村工業株式会社

・ チップオンボード イビデン株式会社 ・ 繊維束の連続無電解めっき方法 三菱化学株式会社

・
はんだ付け可能なめっきしたプラス
チック部材

ヒューズ・エアクラフト・カン
パニー

・
連続鋼帯等の表面処理プロセスにお
ける薬液の除去、及び当該薬液回収
方法

新日本製鐵株式会社;株式
会社増田製作所

・ ＡＢＳ系樹脂メッキ製品 電気化学工業株式会社 ・ ゴム補強用ワイヤおよびその製造方法 東京製綱株式会社

・ 金属被膜無機粉体の製造方法 三菱マテリアル株式会社 ・ アルミニウム合金の表面処理方法 株式会社　神戸製鋼所

・
微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン
部材中の有効孔サイズを調整可能に
減少する方法

タブユ・エル・ゴレ　アンド
アソシエイツ、インコーポレ
イテッド

・ 樹脂メッキ製品 帝人化成株式会社

・ パナジウム低級酸化物薄膜の製法 新興化学工業株式会社

・ 選択的化学メッキ法 呉羽化学工業株式会社 ・
無電解めっき用接着剤調製用の原料
組成物および無電解めっき用接着剤
の調製方法

イビデン株式会社

・
耐寒性に優れる内面保護皮膜付き銅
又は銅合金管及びその製造方法

株式会社神戸製鋼所

・
フッ素系高分子成形品の化学めっき方
法

工業技術院長 ・
内面被覆銅又は銅合金管及びその製
造方法

株式会社神戸製鋼所

・ 無電解銅メッキ方法 松下電工株式会社 ・ タングステン材およびその製造方法 株式会社野毛電気工業

・ 基盤の無電解メッキ方法 株式会社プランテックス ・ 銅被覆炭素粉末
株式会社河口商店;有限会
社エムティーケミカル

・
機械的性質の優れた銅被膜の形成方
法

ブラザー工業株式会社 ・
水素センサ、ガスセンサ用またはｐＨ応
答用金属薄膜製造方法

株式会社堀場製作所

・ メッキ前処理方法 住友金属鉱山株式会社

・ 印刷回路板の製造方法
ｳｴｽﾁﾝｸﾞﾊｳｽ ｴﾚｸﾄﾘｯｸ ｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

・ 配線板用接着剤シート イビデン株式会社

・ セラミックス部材の選択めっき方法 株式会社東芝 ・ 表面処理方法及び表面処理装置 上村工業株式会社

・ 無電解はんだめっき浴組成物 株式会社コサク ・ ２層フレキシブル基板の製造方法 住友金属鉱山株式会社

・
半導体装置の表面処理方法及び表面
処理装置

日本電気株式会社

・ 無電解めっき浴 早稲田大学 ・
アディティブ法におけるメッキ液の前処
理方法

イビデン株式会社

・ 無極性樹脂表面処理剤 栄電子工業（株） ・
金のノンシアン浴を用いた複合めっき
方法

株式会社山王

・
紫外レーザによる導体パターンの形成
方法

三菱電機（株）

・ はんだ膜形成方法 日本電気（株） ・ 電子部品用めっき部材 新光電気工業株式会社

・ 無電解銅めっき浴 株式会社村田製作所

・ 無電解複合めっき装置 上村工業株式会社 ・ ＩＣパッケージ 住友金属工業株式会社

・
無電解錫めっき浴及び無電解錫めっ
き方法

上村工業株式会社 ・ 化学めっき装置 日本テクノ株式会社

・
めっき浴中の金属イオン濃度の分析方
法

上村工業株式会社 ・ チタン材料のめっき方法 株式会社豊田中央研究所

・
パラジウム活性剤及び無電解めっき方
法

上村工業株式会社 ・
ジシクロペンタジエン－ＲＩＭ製品の装
飾被膜

株式会社タカギセイコー

・ 化学銅めっき液 株式会社デンソー ・ エッチング剤 大塚化学株式会社

・ 配線板の製造法 日立エーアイシー株式会社 各年度より抜粋
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